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全文摘要
会议首先确认所有参会者已加入并表达了感谢，随后提醒大家会议即将开始，请稍等。讨论内容聚焦于半导体洁净室晶圆厂的刚需、AI高景气度下洁净室设备与耗材需求的激增、东吴证券研究所的行业见解、半导体资本开支的上升趋势，以及美芽科技等企业的市场空间与收入预测。对话还涉及了洁净化标准、技术进步对洁净室要求的影响，以及如何利用这些信息为企业创造增长机会。会议在表达对参会者的感谢后宣布结束。

章节速览
00:00 会议即将开始的欢迎与通知
对话内容为对参与者的欢迎和会议即将开始的通知，提醒大家保持在线等待会议开始。

13:03 会议前的准备与感谢通知
会议即将开始，主持人多次感谢与会者参与，并提醒大家保持在线，同时推广了公众号思维纪要社，鼓励更多人加入获取会议纪要。

18:39 AI高景气推动半导体洁净室设备需求增长
讨论了AI高景气背景下，半导体洁净室设备与耗材需求的爆发性增长。洁净室作为提供高洁净环境的关键环节，对电子半导体、医药、食品等领域至关重要，尤其在高端制造推进下，对洁净度要求提升，带动新增需求。半导体制造全过程均需洁净室支持，对生产良率影响显著，随着工艺制程水平提升，洁净室需求将持续增长。

26:06 洁净室在半导体产业中的资本投入与持续贡献
讨论了洁净室在半导体生产中的重要性及其资本开支占比，指出洁净室在总工程中的投资可达10%-20%，并详细分析了风机过滤单元、过滤器等关键设备的资本开支占比，以及每年耗材转化的经济价值，强调了洁净室技术在提升生产标准中的持续作用。

29:58 半导体资本开支与市场空间分析
对话深入探讨了全球半导体资本开支的显著增长趋势，以及中国大陆、中国台湾等地区在设备出货量中的重要地位。基于2026年全球约2000亿美元的资本开支预测，分析了新建市场与耗材替换的市场空间，指出美安科技在大陆市场的新建与耗材份额提升潜力巨大，预估未来营收有显著增长空间。同时，强调了优质制造企业在全球市场拓展的重要性，建议关注行业动态与企业表现。

发言总结
发言人1
首先对与会者表示感谢，并提醒会议即将开始，强调了保持在线状态的重要性。其发言重点围绕半导体洁净室的需求，特别是在AI产业高景气度下，洁净室设备与耗材需求的快速增长。尽管东吴证券研究所的信息不构成投资建议，他仍介绍了东宝的任逸轩，并深入讨论了洁净室在半导体、电子、医药、食品等领域的应用价值，强调了洁净室对提高生产良率、减少颗粒物污染的关键作用。此外，他对市场空间进行了量化测算，探讨了美安科技在洁净室领域的市场机遇，并对投资人表达了感谢，最后总结了半导体行业及洁净室相关设备耗材的市场前景和公司潜在的机会。

问答回顾
发言人1 问：在AI整体需求维持高景气的背景下，半导体洁净室的需求情况如何？
发言人1 答：在AI整体需求持续保持高景气的状态下，半导体洁净室的需求也依然维持着非常确定的成长趋势。作为半导体资本开支的重要组成部分，洁净室在建厂端具有很高的关注度，是投资者需要重视的赛道。

发言人1 问：洁净室在不同行业中的分布情况是怎样的？洁净室对于半导体行业的具体影响是什么？
发言人1 答：洁净室主要应用于多个领域，其中电子半导体行业占据了最大份额，约54%；医药和食品行业占比约为15%，医疗领域占比约为9%。此外，随着制造业的发展和高端制造的推进，对洁净度的要求不断提升，其他一些领域如锂电池等也会产生相关洁净室的需求，特别是在新技术如固态电池的发展中，对洁净度的要求更为严格。对于半导体行业而言，洁净室在整个工艺过程中扮演着至关重要的角色，涵盖了从设计、单晶硅片制作、IC制造到后道封测的全过程服务。洁净度直接影响生产良率，随着工艺制程水平的提升，对洁净室的需求也会同步增长。

发言人1 问：国内对于洁净室的标准是怎样的？洁净室的需求是否仅限于粉尘颗粒物？
发言人1 答：国内对于洁净室的要求参照了ISO标准，并制定了国家级标准，分为九级，最高为ISO1级。其中，对于单位立方米内颗粒物的数量有严格限制，例如0.1微米粒径的颗粒物每立方米不能超过十个，0.2微米粒径的颗粒物每立方米不能超过两个。目前，部分企业已能达到甚至追求更高等级的洁净标准，以满足生产工艺对洁净度的更高需求。现在洁净室的需求已不再局限于粉尘颗粒物，也开始关注到如大分子等化学物质的影响。在半导体核心环节如光刻和刻蚀过程中，化学大分子可能会影响设备稳定性及生产良率，因此对洁净室的相关处置也带来了新的赋能需求。

发言人1 问：在半导体工厂的建设中，洁净室epc总包工程的贡献比例是多少？半导体企业对洁净室设备的需求，如风机过滤单元和过滤器，占总资本开支的比例是多少？
发言人1 答：洁净室epc总包工程在半导体工厂整体投资中大概贡献了10%到20%。风机过滤单元和过滤器等设备占整个洁净室资本开支大约为10%。

发言人1 问：若投资一个晶圆厂，其中来自洁净室项目的订单规模是多少？按照10%到20%的比例计算，每年在洁净室替换耗材上的花费会达到多少？
发言人1 答：对于一个总投资为100亿的晶圆厂，来自洁净室项目的订单规模约为10到20亿。每年在洁净室替换耗材上的花费大概会在1000万到2000万之间，即0.1到0.2亿的水平。

发言人1 问：全球半导体资本开支预测情况如何？
发言人1 答：根据国际半导体协会的预测，2026年全年半导体资本开支预计将达到约2000亿美元。

发言人1 问：半导体设备出货量分布在全球哪些主要地区？
发言人1 答：出货占比最高的地区是中国大陆，占比为36%，其次是中国台湾（23%）、韩国（19%），北美、日本和欧洲以及其他地区也占有一定份额。

发言人1 问：美安科技在新建市场和耗材替换市场的潜在市场规模是多少？对于未来公司的发展展望，假设美安科技能在全球新建市场占据30%份额，并提升中国大陆地区的耗材市场份额，营收规模将会有何变化？
发言人1 答：在全球新建市场中，美安科技的设备和服务市场空间大约为140亿美元，其中中国大陆市场占比较高，约为80亿美元。在耗材替换市场，全球每年约有130亿美元的耗材替换需求，若考虑中国大陆市场份额提升至30%，则相关收入有望达到30亿美元，相较于去年营收增长约50%。在这种情景下，公司半导体业务的收入可能会达到30亿，相较于去年增长约50%。如果进一步假设公司做到全球新建市场30%份额并考虑全球耗材30%的提升，营收则有望超过80亿，相较于去年增长近四倍。

发言人1 问：国内优质制造企业在国内外市场的表现如何？
发言人1 答：国内优质制造企业不仅在国内市场上巩固份额，也在积极布局海外市场，不论是新建项目还是耗材领域，都有较大的提升空间，建议投资者关注。

